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{54) Zphsob vyroby elektrografického ofsetového materiélu pro stiednf{
a vysoké tiskové néklady

Zplsob vyroby elektrografického
ofsetového materidlu pro stfedni a vysoké
ndklady je pouZitelny specidlné& pri
suSeni ofsetovych disperzi. Novy zplisob
vyroby spolivd v tom, ¥e suleni vrstvy
ofsetové fotovodivé disperze je provedeno
3-fdzové a to tak, Ze trvani st¥edni
pasivni féze mezi prvou a druhou aktivni
fézi &in{ 45 a% 65 % z celkové doby
trvdni obou aktivnich su¥fcich f4z1,
p¥icemZ mezi aktivni a pasivni fazi
je udr¥ovan teplotni rozdil 40 a# 100 °c.
VyuZiti p¥i vyrob& elektrografickych
ofsetovych materidld pro dosaZeni
homogennich povrchi tiskovych matric.
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vyndlez se tykd zplsobu vyroby elektrografického ofsetového materidlu pro stfedni a
vysoké tiskové néklady.

DileZitym prvkem reprografickgch technik jsou elektrografické ofsetové materidly '
na b&zi anorganického fotovodivého pigmentu, nejdast&ji kyslidniku zine&natého, ktery
je dispergovédn v nosném pojivu za p¥{tomnosti organického rozpustidla nebo smési rozpustidel
a senzibiliza&nich barviv. Tato disperze je v tenké vrstvé polévéna na specielnd vodivé
a antipentra®n& upravenou papirovou podlo¥ku a sudena v impaktni suSdrn&. Fotovodiva
vrstva jako celek z hlediska pou¥iti, tj. tvorby elektrostatického obrazu, jeho vyvoldni
a nésledujfctho ofsetového tisku vykatovat zcela specifické vlastnosti. Pro tvorbu obrazu
je mimé6-velmi dobré fotoelektrické vlastnosti pofadovéna co nejvy33{ hydrofobita systému
pojivo - fotovodid. -

Pro optimédln{ prib&h ofsetového tisku je nezbytné dosa¥eni maximdlnich rozdild v afinité
k vodnému tiskovému roztoku mezi tiskovou obrazovou plochou tvo¥enou hydrofobni vyvojkou
a ostatnimi netisknoucifmi plochami, které jsou tvofeny chemicky upravenym (leptanym nebo
konvertovanym) povrchem systému polovodi& - pojivo. Tato Uprava povrchu se provadi vétZinou
kyselymi leptacimi l&zn&mi napf. na bazi kyseliny solné, chloridu zine&natého, chloridu
hlinitého a podobnd. Nov&ji jsou tyto roztoky tvofeny predeviim ferrokyanidy kovl nebo
amonia a pufra&ni kyselou slofkou, kterou tvo¥{ kyselé fosforednany nebo kyselina fosforednd,
ptipadn& slofkou pro regulaci povrchového nap&tf na bdzi vicefunk&nich alkoholl.

Ze surovin pou¥ivangch pro pifpravu vlastnich disperz{ jsou dile%ité dv& sloZky. Je
to ptedeviim organické pojivo a pigment, ptevaind kysli¥nik zine&naty. V soutasné dob&
je u%fvéna celd Yada organickych pojiv, lze uvést nap¥. pryskyfice fenolformaldehydové,
malein&tové, estery a etery celuldozy, acetosteardty celuldzy, derivéty vinylkarbazolu,
etylakryl4tu, kopolymery vinylacetdtu, kopolymery styrenu, styrenmetakrylé&t styrenbutadieny,
estery kyseliny akrylové, polyvinylformal, polyfosfity, polykarbondty, polyetylen, polyamidy,
silikonové prysky¥ice, alkydové pryskyFice, kyselina abietovd, xrtzné typy voskd, kopolymery
vinylbenzenu s butylesferem kyseliny akrylové nebo metakrylové, a podobné.

Pojiva se pouffvajf samostatn& nebo ve vhodngch kombinacich, které odpovidaji poZadovanym
vlastnostem. Jako fotovodivy pigment je pouZivén kysli®nik zine&naty, vyrdb&ny spalovénim
zinkovych par v oxida®ni atmosféfe s nizkym obsahem volného nestechiometrického zinku.

Proti b&¥nym elektrografickym materidlim je vhodn&jfs u¥itf kyslinfku zine&natého jemn&j&1
morfologické struktury, tedy o velikosti #4stic do 0,38 mikrometrd, tomu pak odpovidaji
vhodné specifické povrchy v rozsahu cca 3,6 aZ 5,5 m2/g. Tyto typy kysliZniku zine&natého
se vyznadujl zvySenym povrchovym potencidlem v elektrografickych vrstvach a z toho pak
vyplyvajfcf vy88{ tiskovou denzitou, kter4d je nutn& pro tvorbu kvalitnf tiskové plochy.

% hlediska technologického jsou pouZivdny nizkopojivové systépy ptipravy disperze,
tj. vlastni dispergace probihd p¥i nizkém obsahu celkové davky pojiva. Ke zlepSeni reologickych
vlastnost{ disperz{ nap¥fklad pro sniZeni viskozity a zvyieni rozlivovych a povrchovych
vlastnost{ disperze jsou p¥iddvany ni¥s{ alkoholy obvykle Cy a¥ Cye Po dopln&ni celkové davky
pojiva, respektive po ptiddni sensibilizétorld je disperze polévéna na specidlni papirovou
podlofku pomoci stéracich pravitek a sufena v zénové impaktni suSdrné.

vlastnf sudeni tenkych vrstev na pasu papirové podlo¥ky, kdy musi byt v prib&hu
Y4dové vtefin odpafena viechna organickd rozpustidla, se provadi v&tZinou pfi teplotéch
90 a3 120 9C. Intenzita sufeni je tedy v tomto p¥ipad& velmi vysokd, co zpisobuje, Ze
nejvrchn&jsl &4sti sudené elektrografické vrstvy maji ni%3{ obsah zbgvajicich rozpustidel
ve srovnani se st¥edovymi a spodnimi &astmi. Tim vznik4 zna&né nap&t{ v nejvrchnd@j¥ich Castech
vrstvy, které zplsobi vznik trhlinek a nehomogennfch struktur (zeslabenf) v prifezu vrstvy.
Tyto trhlinky pE¥ipadné nehomogenity jsou pak pfi vlastnim procesu konverze povrchu a
tisku p¥i&inou ¥ady zdvad jako napfiklad zvySeny prinik vody do podloZky, zachycovéni
vgvoijky v mikrotrhlinkdch a p¥enos nebo zvy¥ujic{ se pFenos zévoje, podleptédvani tiskovych
ploch v mistech trhlinek a podobné.
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I kdy% z&vady toho druhu vznikajf{ z dtvodd nehomogenni struktury povrchu a trhlinek
ve vrstvé 1lze do jisté miry tolerovat u nizkondkladovych elektrografickych ofsetov§ch
matric p¥i po&tech vytiskd z jedné matrice do 200 ks vznikaji vyZné problémy u matric pro
st¥edn{ a vysoké néklady, tedy p¥i podtech vytiskd nad 500 nebo nad 1 000.

Divod je v tom, ¥e povrchové poruSend matice se rychleji opot¥ebf v prib&hu tisku
a pronikajici voda nebo vlh&fci roztok poruSuje stdlost papirové podloZky, zvySuje se
z4voj, sni%uje se jakost pfendSenych ploch, p¥ipadn& dochdzi k praskdni matric {(zlomim a
rozm@rovym zm&ndm podloZky) .

Podstata zpisobu vyroby elektrografického ofsetového materidlu pro stfednf a vysoké
tiskové ndklady polevem ofsetové fotovodivé disperze na bazi kysli&niku zine&natého a
pojiva na papirovou podloZku a impaktnim suSenim této disperze v kandlové suSdrné spolivd
v tom, %e sufeni vrstvy ofsetové fotovodivé disperze je provedeno 3fézové a to tak, Ze
trvani st¥edni pasivni féze mezi prvou a druhou aktivni f4z{ &ini 45 aZ 65 % celkové
doby trvani obou aktivnich su$fcfch fézi, p¥ilemZ? mezi aktivnimi a pasivni fé4zi je udrZovén
teplotni rozdfl 40 a% 100 °c. Vv tomto p¥ipadé je tedy p¥eruSeno suSeni sniZenim teploty
na dostatedné dlouhy interval, ktery je nutny Xk tomu, aby difdzi rozpoustédel ze spodnich
84sti vrstvy do hornich &4sti bylo kompenzovéno vznikajfci pnuti, které jinak vede ke
vzniku mikrotrhlinek. '

Vyhodou tohoto zplsobu je p¥edevSim to, Ze je moZno zachovat vysokou kontinudlni
rychlost sufeni materidlu. Povrch usuSeného materidlu je homogenni bez p¥itomnosti nehomogenit
a mikrotrhlinek, které by byly zdvadné p¥i tisku st¥ednich a vy35ich ndkladd. Vrstva
je vysoce kompaktni, takZe p¥i procesu konverze nedochdzi k priniku leptaciho roztoku
k vrchnim vrstvdm podloZky a k jejimu naruSeni.

p¥riklad provedeni:

¢

P¥ipravi se disperze o sloZeni:

300 g kyslidnfk zine&naty specificky povrch 4,2 mz/g

89,5 g kopolymeru vinylbenzebu s butylesterem kyseliny akrylové a kyselinou akrylovou

jako 50 % hmot. roztok v toluenu

20 ml etylalkoholu

260 ml technického toluenu .

8 ml 1,5% roztoku hmotnostn& v etanolu sensibilizdtoru na bdzi fluoresceinu

Disperze se homogenizuje a disperquje ve vysokoobrdtkovém mixeru tak, aby velikost
4stic nepfesdhla cca 15 mikrometr®, pro jednotlivé shluky zrn, m&feno grindometrem. Déle
se disperze kontinudlné polév& na pds papirové vodivé upravené podloZky tak, %Ze ndnos
&ini 55 a% 60 mikrometri. Bezprost¥edn& po polevu se su8i v zdnové suldrné&, impaktnim
zptisobem sudeni. Prib&h je nasledujfci:

1. aktivni féze 2,75 s teplota suSeni 100 aZ 110 %¢
2. padivni féze 5,49 s teplota susSeni 20 aZ 35 ¢
3. aktivnf féze 2,74 s teplota suSenf 100 aZ 110 ¢

Celkov& doba sufeni &inf 10,98 s. Materidl se po usuSeni nabije koronovym vybojem,
exponuje a vyvold kapalinovou nebo préSkovou elektrografickou vyvojkou. Povrch se na 15 aZ
20 ¢ vystavi G&inkim konverzniho roztoku na bazi ferrokyanidu draselného a ihned se na

ofsetovém stroji vytiskne 500 a%Z 1 000 kopii.
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PREDMET VYNALEZU

Zpisob vyroby elektrografického ofsetového materidlu pro st¥edni a vysoké tiskové
ndklady polevem ofsetové fotovodivé disperze na bézi kysli&niku zine&natého a pojiva na
papirovou podloZku a impaktnim sufenim této disperze v kandlové suSérné vyznaleny tim,

%Ze suleni vrstvy ofsetové fotovodivé disperze je provedeno 3fdzov&, pFidemZ trvdni stfedni
pasivni fdze mezi prvou a druhou aktivni fézf{ &in{ 45 a¥ 65 7 celkové doby trvéni obou
aktivnich suSfcfch fdz{, pf¥ifemi mezi aktivnimi a pasivni faz1 je udr¥ovan teplotni rozdfl
40 a% 100 °c. ’
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